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第５章 シンガポール 
１． 特許 

１．１ 産業財産権の権利化期間 

 

本節ではシンガポール知財庁サイトのデータベースである IP2SGシステム上の案件データから

算出した、公開までに要した期間、および登録までに要した期間を報告する。単に平均期間を計算

するだけでなく、期間の分布をグラフ化し、どの程度のバラツキが存在するのか、年ごとのバラツキが

どのように変化しているのかを視認できるようにする。さらに出願人国籍ごと、出願ルートごと、技術分

野ごとの傾向も可視化する。 

 

本項では下表に記す個々の集合についての経過期間分布グラフを紹介する。 

 

集合 

全案件 
出願人国籍/シンガポール 
出願人国籍/シンガポール以外 
出願ルート/PCT 
出願ルート/パリルート 
出願ルート/Local 
技術分野/電気工学 
技術分野/機器 
技術分野/化学 
技術分野/化学/有機・バイオ・医薬 
技術分野/化学/無機材料 
技術分野/化学/化学工学 
技術分野/機械工学 
技術分野/その他 

 

□ 出願人国籍 

 

IP2SGシステムの書誌表示画面にて「Current Applicant or Proprietor Details」情報の中の

「Country」フィールドに表示される情報を使用して出願人国籍を分類した。 
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案件によっては国籍の異なる複数の出願人から出願されたものもある。シンガポール国籍の

出願人が含まれている案件を、「当国」出願人による案件と分類した。 

 

しかし必ずしもデータベースに収録された全件について国籍を特定できる住所文字列が収

録されているわけではなく、国籍を把握できない案件も存在する。これらの国籍不明案件は「当

国以外」には含めていない。国籍を判定できる出願人が含まれており、かつシンガポール国籍

出願人が含まれない案件だけを「当国以外」の出願人による案件と分類した。 

 

 

□ 出願ルート 

 

PCT 

 

IP2SGシステムの書誌表示画面にて「PCT Application No.」フィールドに PCT出願情報

が表示される案件を PCT案件に分類した。 

 

パリルート 

 

IP2SGシステムの書誌表示画面に表示される優先権情報をもとに、国外案件を優先権主

張している案件であって、前記の「PCT案件」に含まれないものをパリルート案件として分類し

た。 

 

Local 

 

PCT案件・パリルート案件のいずれにも分類されないものを、同国に第一国出願された

Local案件として分類した。 

 

 

□ 技術分野 

 

IP2SGシステムの書誌表示画面にて表示される IPC情報を使用し、各技術分野に分類し

た。ＩＰＣ情報と技術分野との対応は、2.1.1項に記したインドネシア案件の分類方法と同一であ

る。 
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□ 期間情報 

 

出願から公開まで、および出願から登録までの期間は、IP2SGシステムの書誌表示画面に

て表示される出願日・公開日・登録日の 3種の日付情報について、それぞれの日付値から月

未満の値を切り捨てした「年月値」を使用して算出した。期間抽出に使用したフィールドを下図

に示す。 
 

 
・・・・・・・ 

 
 

 

「出願～公開」については公開年月値から出願年月値を減じた値を経過月数値として使用

した。「出願～登録」については登録年月値から出願年月値を減じた結果を 12で除算した値を

経過年数値として使用した。 

 

なお本来「審査期間」を求めるためには、審査請求日から登録査定までの期間を計算すべ

きであるが、このデータベースでは審査請求日が表示されない。このため出願日を起点として登

録までの期間を算出したものである。 
 

  

出願日 

公開日 

登録日 
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１．１．１ 出願日から公開日までの期間 

 

表は 2019年に公開された特許案件について、それぞれの集合ごとに出願から公開までの平均

期間、および集合に含まれる案件の件数をまとめたもの。 

  
平均期間 件数 

全案件 24.2 か月 12,865 件 

出願人国籍   

・シンガポール 23.2 か月 845 件 

・シンガポール以外 24.5 か月 11,743 件 

出願ルート   

・PCT 19.5 か月 9,131 件 

・パリルート 35.1 か月 1,979 件 

・Local 36.8 か月 1,755 件 

技術分野   

・電気工学 19.5 か月 3,245 件 

・機器 19.2 か月 1,618 件 

・化学 19.0 か月 4,413 件 

・・有機・バイオ・医薬 19.0 か月 3,335 件 

・・無機材料 19.0 か月 703 件 

・・化学工学 19.1 か月 927 件 

・機械工学 19.6 か月 1,355 件 

・その他 19.5 か月 548 件 

 

なおシンガポールでもフィリピンと同様に、PCT ルート案件の出願日には、国際段階の PCT出願

日と同じ日付が収録されている。 

 

以下、それぞれの集合について、2002年以降の分布をグラフで紹介する。 
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（１） 全案件 

 

集計した全期間において傾向が非常に安定している。ほとんどの案件が 18～24か月の間に公

開されている。 

 
全特許 

 

 

 

  



 

 

172 

 

（２） 出願人国籍 

 

シンガポール国籍出願人による案件群と、外国籍出願人案件群の間に傾向の差は見られない。 

 
シンガポール 

 

シンガポール以外 
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（３） 出願ルート 

 

PCTルート案件は、大多数が 18～24か月で公開されている。一方パリルート案件には、6～12

か月・48～54か月に 2個のピークが確認される。Local案件も分布がなだらかに拡がるのではなく、

いくつかのピークを持っている。その原因は不明である。 

 
PCT 

 

パリルート 

 

Local 
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（４） 技術分野 

 

全特許を母集団としたときに出願から公開までの期間が非常に安定している国である。技術分野

ごとにグラフを描いても、それぞれにほとんど差が見られない。 

 
電気工学 

 

機器 

 

化学 
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化学/有機・バイオ・医薬 

 

化学/無機材料 

 

化学/化学工学 

 

 

  



 

 

176 

 

機械工学 

 

その他 
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１．１．２ 出願日から登録日までの期間 

 

表は 2019年に登録された特許について、それぞれの集合ごとに出願から登録までの平均期間、

および集合に含まれる案件の件数をまとめたもの。 

  
平均期間 件数 

全案件 4.4 年 5,369 件 

出願人国籍   

・シンガポール 4.0 年 344 件 

・シンガポール以外 4.4 年 4,986 件 

出願ルート   

・PCT 4.1 年 3,937 件 

・パリルート 5.1 年 904 件 

・Local 5.0 年 528 件 

技術分野   

・電気工学 4.0 年 1,883 件 

・機器 4.4 年 959 件 

・化学 4.7 年 2,363 件 

・・有機・バイオ・医薬 4.9 年 1,599 件 

・・無機材料 4.9 年 1,599 件 

・・化学工学 4.2 年 667 件 

・機械工学 4.2 年 1,002 件 

・その他 4.4 年 431 件 

 

以下、それぞれの集合について、2002年以降の分布をグラフで紹介する。 
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（１） 全案件 

 

この 10年以上傾向にほとんど変化が見られない。出願から平均約 4年で登録されている。2020

年は若干期間が延びているようであるが、COVID-19の影響なのか、ばらつきの範囲なのか定かで

はない。 

 
全特許 
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（２） 出願人国籍 

 

出願人国籍により平均期間やバブル分布形状に若干の差がある程度。 

 

平均経過期間は伸びているが、内国籍案件では短期間のバブルが大きくなってきている。PCT

やパリルート等、シンガポールに届くまでの期間が長い外国籍案件では 1年未満のバブルには変

化は感じられない。 

 
シンガポール 

 

シンガポール以外 
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（３） 出願ルート 
 

シンガポールでは PCTルート案件の出願から登録までの期間が、他のルートに比べて短いこと、

バラツキが小さいことが特徴。 
 

PCT 

 

パリルート 

 

Local 
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（４） 技術分野 
 

どの技術分野も 2019年に登録された案件よりも、2020年に登録された案件の方が経過期間が

延びている。 
 

電気工学 

 

機器 

 

化学 
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化学/有機・バイオ・医薬 

 

化学/無機材料 

 

化学/化学工学 
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機械工学 

 

その他 
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１．２ 産業財産権の出願件数上位リスト 

１．２．１ 全出願人 

 

ここでは 2017～2019年の各年に出願された特許案件を母集団として、出願件数上位 20出願人

のランキングを紹介する。 

 

 
2017 年出願 2018 年出願 2019 年出願 

出願人名 件数 出願人名 件数 出願人名 件数 

1 位 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

339 QUALCOMM グループ 391 QUALCOMM グループ 391 

2 位 OPPO グループ 232 
ADVANCED NEW 
TECHNOLOGIES 

280 
ADVANCED NEW 
TECHNOLOGIES 

280 

3 位 MASTERCARD グループ 211 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

270 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

270 

4 位 UNIV NANYANG TECH 195 UNIV SINGAPORE 191 UNIV SINGAPORE 191 

5 位 QUALCOMM グループ 177 SAMSUNG グループ 149 SAMSUNG グループ 149 

6 位 
ADVANCED NEW 
TECHNOLOGIES 

174 UNIV NANYANG TECH 147 UNIV NANYANG TECH 147 

7 位 UNIV SINGAPORE 171 SAUDI ARABIAN OIL 142 SAUDI ARABIAN OIL 142 

8 位 EXXONMOBIL グループ 115 OPPO グループ 137 OPPO グループ 137 

9 位 
PING AN TECH 
SHENZHEN(平安科技深
圳) 

108 MASTERCARD グループ 110 MASTERCARD グループ 110 

10 位 SAUDI ARABIAN OIL 82 EXXONMOBIL グループ 101 EXXONMOBIL グループ 101 

11 位 BAYER グループ 57 ディスコ 101 ディスコ 101 

12 位 PHILIP MORRIS グループ 57 エンゼルプレイングカード 77 エンゼルプレイングカード 77 

13 位 ディスコ 54 MERCK グループ 69 MERCK グループ 69 

14 位 GE グループ 51 日立 グループ 64 日立 グループ 64 

15 位 
SINGAPORE HEALTH 
SERVICES 

51 SENSETIME グループ 63 SENSETIME グループ 63 

16 位 エンゼルプレイングカード 50 ILLUMINA グループ 62 ILLUMINA グループ 62 

17 位 ILLUMINA グループ 49 
REGENERON 
PHARMACEUTICALS 

56 
REGENERON 
PHARMACEUTICALS 

56 

18 位 日立 グループ 48 
PING AN TECH 
SHENZHEN(平安科技深
圳) 

53 
PING AN TECH 
SHENZHEN(平安科技深
圳) 

53 

19 位 VISA グループ 47 DOW CHEMICAL グループ 53 DOW CHEMICAL グループ 53 

20 位 BASF グループ 45 NCHAIN HOLDINGS 50 NCHAIN HOLDINGS 50 
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１．２．２ 日本国籍出願人 

 

続いて日本国籍の出願人に限定して、2017～2019年の各年に出願された案件を母集団とした

出願件数上位 20出願人のランキングを紹介する。「日本国籍」の判定は「産業財産権の権利化期

間」項に記した方法を使用した。 

 

 
2017 年出願 2018 年出願 2019 年出願 

出願人名 件数 出願人名 件数 出願人名 件数 

1 位 ディスコ 53 ディスコ 101 ディスコ 91 

2 位 エンゼルプレイングカード 50 エンゼルプレイングカード 77 荏原 グループ 47 

3 位 日立 グループ 48 日立 グループ 63 東芝 グループ 30 

4 位 キヤノン グループ 40 荏原 グループ 49 日東電工 グループ 30 

5 位 三菱電機 グループ 38 三菱電機 グループ 42 エンゼルプレイングカード 24 

6 位 東レ グループ 36 三菱重工業 グループ 33 日立 グループ 19 

7 位 花王 グループ 32 東芝 グループ 32 パナソニック グループ 19 

8 位 日東電工 グループ 32 住友化学 グループ 32 キヤノン グループ 18 

9 位 荏原 グループ 31 信越化学 グループ 30 HOYA グループ 14 

10 位 日本製鉄 グループ 31 キヤノン グループ 28 KOKUSAI ELECTRIC 13 

11 位 三菱重工業 グループ 30 日本製鉄 グループ 28 トクヤマ 12 

12 位 信越化学 グループ 29 パナソニック グループ 28 三菱重工業 グループ 11 

13 位 パナソニック グループ 27 トヨタ自動車 グループ 26 花王 グループ 11 

14 位 東芝 グループ 27 HOYA グループ 26 住友化学 グループ 10 

15 位 シャープ グループ 25 東京エレクトロン グループ 23 エーザイ グループ 10 

16 位 明治 グループ 25 KOKUSAI ELECTRIC 22 東京エレクトロン グループ 9 

17 位 トヨタ自動車 グループ 24 サントリー グループ 21 村田機械 9 

18 位 サントリー グループ 22 JXTG グループ 21 信越化学 グループ 8 

19 位 東京エレクトロン グループ 21 花王 グループ 20 三井化学 グループ 8 

20 位 NTT グループ 20 三菱ケミカル グループ 20 第一三共 グループ 8 
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１．２．３ 技術分野ごと 

 

本項では同じく 2017～2019年の各年に出願された特許案件について、技術分野ごとのランキン

グ上位 10出願人を紹介する。 
 

（１） 電気工学 

 

 
2017 年出願 2018 年出願 2019 年出願 

出願人名 件数 出願人名 件数 出願人名 件数 

1 位 OPPO グループ 232 QUALCOMM グループ 348 
ADVANCED NEW 
TECHNOLOGIES 

175 

2 位 
ADVANCED NEW 
TECHNOLOGIES 

169 
ADVANCED NEW 
TECHNOLOGIES 

249 QUALCOMM グループ 122 

3 位 QUALCOMM グループ 158 OPPO グループ 136 ALIBABA グループ 118 

4 位 
PING AN TECH 
SHENZHEN(平安科技深
圳) 

102 SAMSUNG グループ 132 SENSETIME グループ 91 

5 位 MASTERCARD グループ 47 SENSETIME グループ 59 
APPLIED MATERIALS グ
ループ 

46 

6 位 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

45 NCHAIN HOLDINGS 50 ALIPAY グループ 25 

7 位 VISA グループ 44 
PING AN TECH 
SHENZHEN(平安科技深
圳) 

49 SAMSUNG グループ 25 

8 位 MICROSOFT グループ 33 LG グループ 41 
VERSUM MATERIALS グ
ループ 

22 

9 位 日立 グループ 30 日立 グループ 40 SOITEC グループ 19 

10 位 MICRON TECHNOLOGY 29 
APPLIED MATERIALS グ
ループ 

34 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

17 

 

（２） 機器 

 

 
2017 年出願 2018 年出願 2019 年出願 
出願人名 件数 出願人名 件数 出願人名 件数 

1 位 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

37 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

38 ILLUMINA グループ 36 

2 位 
BECTON DICKINSON グ
ループ 

30 
BECTON DICKINSON グ
ループ 

36 
BECTON DICKINSON グ
ループ 

16 

3 位 
FISHER & PAYKEL グルー
プ 

26 SAUDI ARABIAN OIL 29 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

14 

4 位 J&J グループ 24 ILLUMINA グループ 24 ABIOMED グループ 12 

5 位 
SHANGHAI MICRO 
ELECTRONICS 
EQUIPMENT 

24 WAYMO 24 
REGENERON 
PHARMACEUTICALS 

12 

6 位 キヤノン グループ 23 
EDWARDS 
LIFESCIENCES グループ 

21 
EDWARDS 
LIFESCIENCES グループ 

11 

7 位 ILLUMINA グループ 22 UNIV SINGAPORE 21 HOYA グループ 11 
8 位 日東電工 グループ 17 CREO MEDICAL 19 QUALCOMM グループ 11 

9 位 三菱重工業 グループ 16 HOYA グループ 18 
FISHER & PAYKEL グルー
プ 

9 

10 位 KLA TENCOR グループ 15 MERCK グループ 18 CREO MEDICAL 8 
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（３） 化学 

 

 
2017 年出願 2018 年出願 2019 年出願 

出願人名 件数 出願人名 件数 出願人名 件数 

1 位 EXXONMOBIL グループ 101 EXXONMOBIL グループ 95 ILLUMINA グループ 45 

2 位 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

71 SAUDI ARABIAN OIL 91 DOW CHEMICAL グループ 32 

3 位 SAUDI ARABIAN OIL 59 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

64 ROCHE グループ 29 

4 位 BAYER グループ 44 MERCK グループ 54 SAUDI ARABIAN OIL 28 

5 位 BASF グループ 41 DOW CHEMICAL グループ 49 
A*STAR シンガポール科学
技術研究庁 

25 

6 位 DOW CHEMICAL グループ 38 
REGENERON 
PHARMACEUTICALS 

46 
REGENERON 
PHARMACEUTICALS 

25 

7 位 EVONIK グループ 35 BRISTOL MYERS グループ 46 EXXONMOBIL グループ 24 

8 位 
REGENERON 
PHARMACEUTICALS 

31 BAYER グループ 39 
VERSUM MATERIALS グ
ループ 

23 

9 位 
JANSSEN 
PHARMACEUTICA グルー
プ 

30 日立 グループ 37 BAYER グループ 22 

10 位 花王 グループ 28 ROCHE グループ 32 
APPLIED MATERIALS グ
ループ 

22 

 

（４） 機械工学 

 

 
2017 年出願 2018 年出願 2019 年出願 

出願人名 件数 出願人名 件数 出願人名 件数 

1 位 川崎重工業 16 
GROW SOLUTIONS 

TECH 
24 CRRC グループ 12 

2 位 SAUDI ARABIAN OIL 15 トヨタ自動車 グループ 20 東芝 グループ 9 

3 位 

DAEWOO 

SHIPBUILDING & 

MARINE ENGINEERING 

14 三菱重工業 グループ 19 SAUDI ARABIAN OIL 7 

4 位 INVENTIO 14 
GAZTRANSPORT ET 

TECHNIGAZ 
18 WING AVIATION 7 

5 位 PHILIP MORRIS グループ 14 SAUDI ARABIAN OIL 17 
GAZTRANSPORT ET 

TECHNIGAZ 
6 

6 位 CARRIER グループ 13 INVENTIO 15 INVENTIO 6 

7 位 トヨタ自動車 グループ 13 三菱電機 グループ 15 
A*STAR シンガポール科学

技術研究庁 
6 

8 位 荏原 グループ 13 ダイキン グループ 15 CARRIER グループ 6 

9 位 東レ グループ 13 WING AVIATION 15 EXXONMOBIL グループ 6 

10 位 三菱電機 グループ 12 荏原 グループ 14 
Ninebot (Beijing) Tech 

Co., Ltd. 
6 
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（５） その他 

 

 
2017 年出願 2018 年出願 2019 年出願 

出願人名 件数 出願人名 件数 出願人名 件数 

1 位 PHILIP MORRIS グループ 42 
UNIVERSAL CITY 
STUDIOS 

35 
UNIVERSAL CITY 
STUDIOS 

12 

2 位 HALLIBURTON グループ 16 HALLIBURTON グループ 14 HALLIBURTON グループ 7 

3 位 パナソニック グループ 13 エンゼルプレイングカード 14 パナソニック グループ 7 

4 位 エンゼルプレイングカード 12 パナソニック グループ 13 SENSETIME グループ 5 

5 位 三菱電機 グループ 10 FORUM US, INC. 9 YSQ INTERNATIONAL 5 

6 位 CARRIER グループ 9 セガ グループ 9 エンゼルプレイングカード 5 

7 位 日本製鉄 グループ 7 ダーツライブ 9 
CANRIG ROBOTIC 
TECHNOLOGIES AS 

4 

8 位 SAUDI ARABIAN OIL 6 ダイキン グループ 8 VETCO GRAY グループ 4 

9 位 
UNIVERSAL CITY 
STUDIOS 

6 日本製鉄 グループ 7 DYSON グループ 3 

10 位 VETCO GRAY グループ 6 三菱電機 グループ 6 
ENPRO SUBSEA 
LIMITED 

3 
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１．２．４ 外国人第一国出願 

 

本項では同じく 2017～2019年の各年に出願された特許案件であって、シンガポール国籍以外

の出願人が第一国出願した案件を母集団としたランキング上位 10出願人を紹介する。 

 

「産業財産権の権利化期間」項にも記

したように、同国の検索サイトの IP2SGシ

ステムでは、書誌画面で表示される

「Current Applicant or Proprietor 

Details」情報の中に「Country」フィールド

が用意され、ここに収録された情報により

出願人国籍を判定することができる。しか

し出願が新しい案件では、国籍情報が収

録されていないレコードも多数確認されて

いる。 

 

グラフは 2010年～2020年に出願され

た案件を母集団として、件数の多い US～

AUの 10か国・その他の国々・国籍情報が含まれていないものの 12種に分類し、「積み上げ面グラ

フ」で表したもの。たとえば 2019年出願案件の 21%には国籍情報が収録されていない。2020年出

願案件は 90%が国籍なし案件である。 

 

この「無国籍案件」には、「シンガポール科学技術研究庁」出願案件のような、同国籍案件が多数

含まれている。そこで、本項の「シンガポール国籍以外」は、「無国籍案件」を排除し、いずれかの国

籍情報が収録されており、かつその中にシンガポールが含まれない案件と定義して集計した。「第一

国出願」については、「産業財産権の権利化期間」項と同じ条件を使用した。 

 

 
2017 年出願 2018 年出願 2019 年出願 
出願人名 件数 出願人名 件数 出願人名 件数 

1 位 MASTERCARD グループ 130 MASTERCARD グループ 87 
VERSUM MATERIALS グ
ループ 

25 

2 位 エンゼルプレイングカード 13 SAMSUNG グループ 26 SAMSUNG グループ 18 
3 位 荏原 グループ 13 荏原 グループ 19 荏原 グループ 15 
4 位 FREEZIO 11 TATA グループ 17 MASTERCARD グループ 13 

5 位 TATA グループ 11 
VERSUM MATERIALS グ
ループ 

12 TATA グループ 12 

6 位 LAM RESEARCH 9 パナソニック グループ 10 SKYWORKS グループ 10 
7 位 GOOGLE グループ 8 ILLUMINA グループ 8 Micromass UK Limited 9 
8 位 VIASAT 8 ACCENTURE グループ 8 BIOTRONIK 8 

9 位 
IMMATICS 
BIOTECHNOLOGIES 

7 キヤノン グループ 7 
ADVANCED NEW 
TECHNOLOGIES 

6 

10 位 
VERSUM MATERIALS グ
ループ 

7 UNIV PENNSYLVANIA 6 
Advantageous New 
Technologies Co., Ltd. 

6 
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１．３ 登録率 

 

本項では 2001～2020年の各年に出願され

た特許案件について、2020年 12月時点でど

の程度の案件が登録されているのかを報告す

る。 

 

同国では特許案件が出願され登録に至るま

でに、平均４年程度の期間を要する。右のグラ

フの 2015年以降、登録率カーブが徐々に低下

しているが、これは期間が経てば 2015年と同

程度まで上昇すると予測される。 

 

2001～2003年頃は登録率が 70%程度であ

ったものが 2006年頃から 60%程度まで低下し

ている。この頃に審査基準等が変わったため登

録率が低下したのかどうか、詳細な原因は解析

できていない。 

 

全特許案件の登録率は 60%程度に収束する

ものと思われる。日本国籍出願人による案件

は、全体の登録率より高く 70%程度に収束する

ものと予測する。 

 

  

全特許 

 

日本国籍出願人 

 

日本国籍以外の出願人 

 



 

 

191 

 

２． 意匠 

２．１ 産業財産権の権利化期間 

 

出願推移 

意匠出願推移をシンガポール庁 IP2SGシステムと ASEAN DesignView(EUIPO)を比較したもの

である。2017年以降の ASEAN DesignViewの収録は不十分である。 

 

 
出願年 
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出願から登録までの期間 

出願から登録までの権利化期間は SG庁 IP2SGを用いて出願年と登録年から求めた。 

出願から登録までの平均年数を以下に示した。 

 
登録年 平均期間 件数 

2002 0.9 年 465 件 

2003 0.8 年 699 件 

2004 0.7 年 919 件 

2005 0.9 年 1,189 件 

2006 2.6 年 1,041 件 

2007 3.3 年 1,481 件 

2008 3.4 年 1,787 件 

2009 3.3 年 2,499 件 

2010 3.3 年 2,388 件 

2011 2.8 年 2,564 件 

2012 2.5 年 2,146 件 

2013 2.3 年 2,358 件 

2014 0.8 年 1,730 件 

2015 0.7 年 1,718 件 

2016 0.6 年 1,399 件 

2017 0.6 年 1,389 件 

2018 0.6 年 1,126 件 

2019 0.6 年 1,510 件 

 

出願～登録までの権利化期間 

 
 

   出願からほぼ 2 年以内に登録となっている。但し、その 5 年後、10 年後の更新（登録）情報も一

部収録されている。シンガポールの意匠登録の有効期間は 5 年であるが、2 回まで更新が認めら

れている。有効期間は出願から最長 15年である。 
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２．２ 産業財産権の出願件数上位出願人リスト 

  2016～2018年の各年に出願された意匠案件を母集団として、件数の多い 20社（出願人）のランキ

ングを紹介する。 

法人格は極力削除し、また、日本国籍出願人については、マーク（色付け）して示した。 
 

 
2016 年出願 2017 年出願 2018 年出願 

出願人名 件数 出願人名 件数 出願人名 件数 

1 位 SK JEWELLERY 208 SK JEWELLERY 63 APPLE 47 

2 位 
ASPIAL-LEE HWA 

JEWELLERY 
83 DYSON TECHNOLOGY 63 KING FURNITURE  42 

3 位 日産自動車 43 WOHA ARCHITECTS 51 RAZER 26 

4 位 SCHNEIDER ELECTRIC 24 
ASPIAL-LEE HWA 

JEWELLERY 
44 SK JEWELLERY 24 

5 位 STAR FURNITURE 23 
KING FURNITURE 

AUSTRALIA 
33 

WORLD TREND 

ENTERPRISES 
23 

6 位 K11 GROUP 18 日産自動車 33 SRI RAHARDJO 20 

7 位 APPLE 17 APPLE 29 日産自動車 19 

8 位 VEECO INSTRUMENTS 17 ダイキン工業 29 VALENTINO 18 

9 位 SAMSONITE IP 17 ZAIGLE 25 
INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL 
17 

10 位 LOUIS VUITTON 16 LOVE & CO 19 ホシザキ 16 

11 位 SHEVRON 15 LIM JEE KENG 19 国際電気 15 

12 位 BOSE 15 STAR FURNITURE 18 
BEIJING 

KUAIMAJIABIAN 
14 

13 位 ホンダモーター 14 MTG 17 WOHA ARCHITECTS 12 

14 位 YI BAO TRADING 12 RECKITT BENCKISER 14 LOVE & CO 12 

15 位 パナソニック 12 UNILEVER 12 ホンダモーター 12 

16 位 DYSON TECHNOLOGY 11 トヨタ自動車 11 MTG 11 

17 位 LEE JIN HEE 11 パナソニック 11 SCHNEIDER 11 

18 位 TOTO 10 シャープ 10 ILLUMINA 11 

19 位 荏原製作所 10 ELC MANAGEMENT 10 BOSE 10 

20 位 トヨタ自動車 9 荏原製作所 6 FIBERSTORE 10 
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２．３ 登録率 

 

 全体 

   シンガポール意匠の登録率はほぼ 100%である。2014年以降は若干低い値を示している。 
 

 
出願年 

 

 日本出願人 

  いずれのデータベースでも出願人国籍、優先権主張国からの検索はできない。 
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３． 商標 

３．１ 産業財産権の権利化期間 

 

出願推移 

   商標出願推移をシンガポール庁 IP2SGシステム、ASEAN TMview(EUIPO) および Global 

Brand(WIPO)と比較したものである。 
 

 
出願年 

 

マドプロ比率 

マドリッドプロトコル（マドプロ）と直接出願の割合について示した。シンガポールはマドプロに 2000年

に加盟した。マドプロ比率も比較的高いが、年々その比率も上がり、2010年以降は約 40%で推移してい

る。 
 

 
出願年 

 

Global Brand Database においてシンガポールを指定国として収録されたものをマドプロ出願とし、シ

ンガポールへの直接出願分との比率を「マドプロ比率」として示した。 
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出願から登録までの期間 

出願から登録までの権利化期間は Global Brand(WIPO)を用いて出願年と登録年から求めた。 

また、出願から登録までの平均年数を以下に示した。 

 
登録年 平均期間 件数 

2002 2.7 年 14,000 件 

2003 2.3 年 18,106 件 

2004 1.7 年 11,939 件 

2005 1.7 年 13,484 件 

2006 1.6 年 20,664 件 

2007 1.5 年 24,406 件 

2008 1.5 年 15,044 件 

2009 1.4 年 13,874 件 

2010 1.3 年 12,745 件 

2011 1.3 年 9,523 件 

2012 1.5 年 9,450 件 

2013 1.6 年 6,903 件 

2014 1.7 年 12,019 件 

2015 1.7 年 25,794 件 

2016 1.4 年 26,831 件 

2017 1.5 年 13,472 件 

2018 1.6 年 12,613 件 

2019 1.4 年 15,042 件 

 

出願～登録までの権利化期間 

 
 

   2006年以前には、出願から登録まで 5年以上のものも見られたが、最近の出願では 3年以内に

登録になっているものが多い。 
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３．２ 産業財産権の出願件数上位出願人リスト 

   2016～2018年の各年に出願された意匠案件を母集団として、件数の多い 20社（出願人）のラン

キングを紹介する。 

法人格は極力削除し、また、日本国籍出願人については、マーク（色付け）して示した。 

 

 
2016 年出願 2017 年出願 2018 年出願 

出願人名 件数 出願人名 件数 出願人名 件数 

1 位 LE HOLDINGS 214 L'OREAL 117 L'OREAL 104 

2 位 L'OREAL 96 
AMAZON 

TECHNOLOGIES 
98 APPLE 91 

3 位 
HUAWEI 

TECHNOLOGIES 
74 APPLE 95 

AMAZON 

TECHNOLOGIES 
87 

4 位 PHILIP MORRIS 71 TWG TEA 85 花王 78 

5 位 
COUNTRY GARDEN 

ESTATE DEVELOPMENT 
69 MERCK 84 資生堂 72 

6 位 APPLE 69 JOHNSON & JOHNSON 80 
SAMSUNG 

ELECTRONICS 
70 

7 位 花王 62 TARGET BRANDS 72 JOHNSON & JOHNSON 59 

8 位 ABERCROMBIE & FITCH 61 

SUNING 

INTERNATIONAL 

SERVICES 

55 OBJECTIVISTS 55 

9 位 JOHNSON & JOHNSON 58 
SAMSUNG 

ELECTRONICS 
54 SURAVIT KONGMEBHOL 55 

10 位 LG ELECTRONICS 53 PHILIP MORRIS 53 TWG TEA 52 

11 位 ORION CORPORATION 50 AMOREPACIFIC 51 任天堂 52 

12 位 LE SHI INTERNET 48 花王 48 
HUAWEI 

TECHNOLOGIES 
52 

13 位 WANG LULU 45 
YONGHUI YUNCHUANG 

TECHNOLOGY 
45 

BEIJING QUKUAI 

INFORMATION 

TECHNOLOGY 

49 

14 位 
FOREST CITY 

BRANDING 
44 

HUAWEI 

TECHNOLOGIES 
42 

MARINA EDUARDOVNA 

AMAFFI 
46 

15 位 
BAYERISCHE MOTOREN 

WERKE 
40 ALBION 40 LG ELECTRONICS 43 

16 位 

SHENZHEN MEIXIXI 

CATERING 

MANAGEMENT 

38 
SINHUA HOCK KEE 

TRADING 
35 AMOREPACIFIC 43 

17 位 
SOCIETE DES 

PRODUITS NESTLE 
36 

GILEAD SCIENCES 

IRELAND 
34 PARIS CROISSANT 39 

18 位 KONINKLIJKE PHILIPS 34 ABERCROMBIE & FITCH 33 UNILEVER 36 

19 位 
SAMSUNG 

ELECTRONICS 
32 

SOCIETE DES 

PRODUITS NESTLE 
33 ISLESTARR HOLDINGS 35 

20 位 
BOEHRINGER 

INGELHEIM 
32 UNILEVER 33 

LG HOUSEHOLD & 

HEALTH CARE 
34 
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３．３ 登録率 

 全体 

  商標登録率は、40%前後と低く推移している。 
 

 
出願年 

 

 

日本出願人 

  日本出願人の登録率も低いものの、年々上昇している。 

 

 
出願年 
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